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摘要(译)

本实施例是一种能够控制耳蜗植入电极插入和定位的可植入装置。该实
施例使用植入的机械定位单元来推进位置并监视电极阵列。可以通过外
部控制器控制该装置，以在植入后的任何点重新定位或推进电极阵列，
而无需手术再次干预。人工耳蜗植入电极阵列的位置可以随着时间的推
移而进行推进和修改，以最好地适应患者不断发展的听力模式，这将改
善功能结果并显着扩大人工耳蜗植入的候选范围，包括具有大量残余听
力的患者。
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